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摘要(译)

本发明公开了一种采用4掩模工艺的TFT-LCD制造中采用的光掩模。所公
开的光掩模包括透明基板和形成在其上的屏蔽图案，其中屏蔽图案包括
一对盒式的第一屏蔽图案，其设置有分离以覆盖源极和漏极形成区域，
一对第二屏蔽图案的棒设置在第一屏蔽图案和设置在第一和第二屏蔽图
案的下部和上部上的条形第三屏蔽图案之间的类型，以在通道边缘上的
透光区域和遮光区域之间进行清晰的划分区域。
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